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See the notice on TED website

688748-2026 - Súťaž
Švajčiarsko – Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) – Un 
équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de 
MicroNanoTechnologie
OJ S 193/2026 06/10/2026
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Tovary

1. Kupujúci

1.1.  Kupujúci
Úradný názov: EPFL-Scientific Equipment
E-mail: jerome.butty@epfl.ch
Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie

2. Postup

2.1.  Postup
Názov: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de 
MicroNanoTechnologie
Opis: L’EPFL a l’intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de 
métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des 
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi 
est une installation de salles blanches dédiée à la micro/nano fabrication, centrale pour l’
ensemble des facultés de l’EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs 
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano 
fabrication, et plus particulièrement à la gravure de couches de Chrome déposées sur des 
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera 
accordée non seulement à la qualité des gravures, mais également à comment les 
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé 
pour la flexibilité d’usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de l’équipement, 
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais 
néanmoins robuste capacité de contrôle de procédés de gravure dans un environnement type 
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le 
support disponible (technique, procédés) seront évalués.
Identifikátor postupu: 16fee67d-11ee-4550-bd8f-a43ef8582e0d
Druh postupu: Verejná súťaž
Postup je zrýchlený: nie

2.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Tovary
Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s 
výnimkou skiel)

2.1.2.  Miesto plnenia
Mesto: Lausanne
PSČ: 1015
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Vaud (CH011)

https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/688748-2026
mailto:jerome.butty@epfl.ch
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Krajina: Švajčiarsko

2.1.4.  Všeobecné informácie
Doplňujúce informácie: Autres exigences - Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés 
publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui garantissent le 
respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité 
de salaire entre hommes et femmes. - Les entreprises intéressées doivent s’inscrire sur le 
serveur  et télécharger elles-mêmes le cahier des charges et ses annexes, à la www.simap.ch
même adresse. - L'acquisition se fera sous réserve de l'avancement du projet et de la 
disponibilité des crédits. - Afin de garantir l'actualité de l'information et l'égalité de traitement 
entre les soumissionnaires, seuls les documents remis après la date de publication de l'appel 
d'offres sur le serveur  seront pris en considération dans l'évaluation des offres.www.simap.ch
Právny základ: 
Smernica 2014/24/EÚ

2.1.6.  Dôvody na vylúčenie
Zdroje dôvodov na vylúčenie: Súťažný podklad

5. Časť

5.1.  Časť: LOT-0000
Názov: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de 
MicroNanoTechnologie
Opis: L’EPFL a l’intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de 
métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des 
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi 
est une installation de salles blanches dédiée à la micro/nano fabrication, centrale pour l’
ensemble des facultés de l’EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs 
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano 
fabrication, et plus particulièrement à la gravure de couches de Chrome déposées sur des 
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera 
accordée non seulement à la qualité des gravures, mais également à comment les 
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé 
pour la flexibilité d’usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de l’équipement, 
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais 
néanmoins robuste capacité de contrôle de procédés de gravure dans un environnement type 
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le 
support disponible (technique, procédés) seront évalués.

5.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Tovary
Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s 
výnimkou skiel)
Možnosti: 
Popis možností: Voir cahier des charges.

5.1.2.  Miesto plnenia
Mesto: Lausanne
PSČ: 1015
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Vaud (CH011)
Krajina: Švajčiarsko

http://www.simap.ch
http://www.simap.ch
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5.1.3.
 
Predpokladané trvanie
Iné trvanie: Neznámy

5.1.4.  Obnovenie
Maximálny počet obnovení: 0

5.1.6.  Všeobecné informácie
Vyhradená účasť: 
Účasť nie je vyhradená.
Je povinné uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy: 
Zatiaľ nie je známa
Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9.  Kritériá výberu
Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium: 
Typ: Kvalita
Opis: Critères d’adjudication
Opis metódy, ktorá sa má použiť, keď váhu nemožno vyjadriť pomocou kritérií: Les critères d’
adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11.  Súťažné podklady
Obmedzený prístup k súťažným podkladom
Informácie o súťažných podkladoch sú dostupné na: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxNmZlZTY3ZC0xMWVlLTQ1NTAtYmQ4Zi1hNDNlZjg1ODJlMGQiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Ad hoc komunikačný kanál: 
Názov: Simap.ch

5.1.12.  Podmienky verejného obstarávania
Podmienky predkladania: 
Elektronické predkladanie: Povolená
Adresa na predkladanie: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxNmZlZTY3ZC0xMWVlLTQ1NTAtYmQ4Zi1hNDNlZjg1ODJlMGQiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: angličtina
Elektronický katalóg: Nie je povolená
Varianty: Povolená
Uchádzači môžu predložiť viac ako jednu ponuku: Nie je povolená
Lehota na prijímanie ponúk: 12/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, 
západoeurópsky letný čas
Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 160 Dni
Podmienky zmluvy: 
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Použitie zatiaľ nie 
je známe
Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: Plus d’informations dans la publication officielle sur 
simap.ch
Elektronická fakturácia: Povinná
Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie
Bude sa využívať elektronická platba: áno

https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxNmZlZTY3ZC0xMWVlLTQ1NTAtYmQ4Zi1hNDNlZjg1ODJlMGQiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxNmZlZTY3ZC0xMWVlLTQ1NTAtYmQ4Zi1hNDNlZjg1ODJlMGQiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxNmZlZTY3ZC0xMWVlLTQ1NTAtYmQ4Zi1hNDNlZjg1ODJlMGQiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxNmZlZTY3ZC0xMWVlLTQ1NTAtYmQ4Zi1hNDNlZjg1ODJlMGQiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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Mechanizmus financovania: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žiadna rámcová dohoda
Informácie o dynamickom nákupnom systéme: 
Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16.  Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie
Organizácia pre preskúmanie: Tribunal administratif fédéral
Informácie o lehotách na preskúmanie: Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi 
fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai 
de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 
9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les 
conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante 
ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces 
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, 
al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à 
la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: EPFL-
Scientific Equipment

8. Organizácie

8.1.  ORG-0001
Úradný názov: EPFL-Scientific Equipment
Registračné číslo: 592b5d3c-c54e-4d61-a5eb-3ad0bb962925
Poštová adresa: EPFL AVP-CP ECO BI A2 447 (Bâtiment BI) Station 7
Mesto: Lausanne
PSČ: 1015
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Vaud (CH011)
Krajina: Švajčiarsko
E-mail: jerome.butty@epfl.ch
Telefón: +41216931111
Roly tejto organizácie: 
Kupujúci
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania

8.1.  ORG-0002
Úradný názov: Tribunal administratif fédéral
Registračné číslo: BVGER
Poštová adresa: Postfach
Mesto: St. Gallen
PSČ: 9023
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): St. Gallen (CH055)
Krajina: Švajčiarsko
E-mail: info@bvger.admin.ch
Telefón: +41584652626
Internetová adresa: https://www.bvger.ch
Roly tejto organizácie: 
Organizácia pre preskúmanie

mailto:jerome.butty@epfl.ch
mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
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8.1.  ORG-0003
Úradný názov: Simap.ch
Registračné číslo: CH001
Poštová adresa: Holzikofenweg 36
Mesto: Bern
PSČ: 3003
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Krajina: Švajčiarsko
E-mail: support@simap.ch
Telefón: +41584646388
Internetová adresa: https://www.simap.ch
Roly tejto organizácie: 
TED eSender

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: c2992473-dbe1-4f6b-b658-8054d08e4e61  -  01
Typ formulára: Súťaž
Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii 
– štandardný režim
Podtyp oznámenia: 16
Dátum odoslania oznámenia: 03/10/2026 02:25:50 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, 
stredoeurópsky letný čas
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: francúzština, nemčina
Číslo uverejnenia oznámenia: 688748-2026
Číslo vydania série S úradného vestníka: 193/2026
Dátum uverejnenia: 06/10/2026

mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch
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